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Исследование анодного растворения металлов представляет интерес в связи со все более возрастающей долей электрохимических технологий в промышленности. В последние десятилетия большое внимание стали уделять коррозионному и электрохимическому поведению металлов в неводных средах, в частности, в ионных жидкостях (ИЖ). Металлическая медь, как известно, широко используется в электротехнической промышленности. Медь обладает высокой электро- и теплопроводностью, пластичностью, а также хорошей коррозионной стойкостью ко многим агрессивным средам, при этом она гораздо дешевле благородных металлов, что обусловило ее широкое применение не только в промышленности, но и в научных, в том числе электрохимических исследованиях. Таким образом, исследование электрохимического поведения меди в ионных жидкостях актуально в настоящее время. 
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В рамках представляемой работы было проведено исследование электрохимического поведения меди в двух ионных жидкостях: BMImNTf2 (1-бутил-3-метилимидазолий бис(трифлат)имид) и BMImCl (1-бутил-3-ментилимидазолий хлорид) Для изучения влияния морфологии поверхности были выбраны 5 образцов металлической меди с различной предобработкой поверхности: с естественным оксидным покрытием (NSO), травленая в кислоте, прокаленная до цветов побежалости, электрохимически восстановленная в ИЖ и осажденная из раствора медного купороса. Во всех случаях анодное растворение меди происходит согласно закону Фарадея. В случае хлоридной ИЖ электрохимический эквивалент меди одинаковый для всех видов поверхности и равен 0,64 мг/Кл, что соответствует одноэлектронному переходу Cu0 – 1ē → Cu+. Такой же результат был получен в случае трифлатимидной ИЖ только для 2-х видов медных образцов: прокаленного до цветов побежалости и с электроосажденной медью. В остальных трех случаях в трифлатимидной жидкости электрохимический эквивалент меди был меньше 0,64 мг/Кл, что показывает наличие в процессе анодного растворения меди конкурирующих реакций: окисление меди до иона Cu+2 (Cu0 – 2ē → Cu+2) и разложения воды, содержащейся в ИЖ в следовых количествах. 
Полученные результаты подтверждены данными циклической вольтамперометрии и сканирующей электронной микроскопии.
� EMBED Origin50.Graph  ���








[image: image2.wmf]0

5

10

15

0

2

4

6

8

10

12

 Cu

NSO

 bmimCl

 Cu

трав

 bmimCl

 Cu

NSO

 bmimNTf

2

 Cu

трав

 bmimNTf

2

M/n=62 

г/моль

M/n=48 

г/моль

m

Cu

*

10

3

 / г

*

моль

-1

Q / 

Кл

Рис. 1. Зависимость потери массы меди 

(

m

Cu

)

 от количества 

электричества (Q) для анодного растворения меди 

(

NSO и 

травленой в кислоте

)

 в BMImCl и BMImNTf

2

   

_1423576222.bin

